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Abstract (en)
The element (10) has a contact surface provided for attachment at a railway track (8) and designed as a friction minimizing sliding layer (22). The
sliding layer is formed of cotton, hard rubber and/or plastic and/or metal and/or woven fabric. The sliding layer is formed at a surface of the element
by halogenation and/or fluorination and/or flame impingement and/or plasma-and/or corona treatment. A low wear-layer (32) is made of plastic and/
or woven fabric and/or polyurethane lacquer, and the sliding layer exhibits reduced roughness. An independent claim is also included for a method
for manufacturing the damping element.

Abstract (de)
Dampfungselement (10) fur den Gleisbau, insbesondere eine Schienenzwischenlage, zur Anordnung zwischen einer Eisenbahnschwelle (6) und
einer auf der Eisenbahnschwelle (6) vibrationsddmpfend zu lagernden Eisenbahnschiene (8), ein Verfahren zu dessen Herstellung sowie ein ein
Dampfungselement (10) umfassendes Eisenbahnschienensystem. Das Dampfungselement (10) weist eine erste Kontakiflache (20) zur Anlage an
der Eisenbahnschiene (8) auf, die als reibungsmindernde Gleitschicht (22) ausgestaltet ist.
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